






















专利名称(译) 蒸镀掩膜版及制作方法、OLED显示基板及蒸镀方法

公开(公告)号 CN106816554A 公开(公告)日 2017-06-09

申请号 CN201710055092.7 申请日 2017-01-24

[标]申请(专利权)人(译) 京东方科技集团股份有限公司
成都京东方光电科技有限公司

申请(专利权)人(译) 京东方科技集团股份有限公司
成都京东方光电科技有限公司

当前申请(专利权)人(译) 京东方科技集团股份有限公司
成都京东方光电科技有限公司

[标]发明人 袁洪光
千必根
胡岩

发明人 袁洪光
千必根
胡岩

IPC分类号 H01L51/56 H01L27/32 C23C14/04 C23C14/12 C23C14/24

CPC分类号 C23C14/042 C23C14/12 C23C14/24 H01L27/3206 H01L51/56

代理人(译) 刘伟
胡影

外部链接  Espacenet SIPO

摘要(译)

本发明提供一种蒸镀掩膜版及制作方法、OLED显示基板及蒸镀方法，该
蒸镀掩膜版包括本体以及开设于本体上的蒸镀开口区域，还包括：隔垫
物，隔垫物设置于本体上，且至少设置于相邻的用于蒸镀不同颜色的有
机发光层的蒸镀开口区域之间。本发明中，在蒸镀OLED显示基板上的有
机发光层时，蒸镀掩膜版上的隔垫物对相邻的不同颜色的有机发光层的
蒸镀材料进行遮挡，避免有机发光层发生混色，从而可以不在OLED显示
基板上设置隔垫物，减少了工艺流程，缩短了工艺时间，并且还可以降
低OLED显示基板上的像素定义层的尺寸，降低了有机材料的使用量，同
时，提高了OLED显示基板的分辨率和开口率。
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